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Introducao

A corrosao refere-se a perda ou a conversado das
camadas superficiais de um soélido, em contato com
um liquido, em outro composto insolavel [1]. O
solido é geralmente um metal, mas a palavra
corrosdo também é utilizada para a dissolugao de
cristais ibnicos ou semicondutores. Na maioria dos
casos 0 liquido é a agua, mas uma excegao
importante é a reagéo de superficies metalicas com
0 ar umido. Desta forma, a corrosdao de um metal
em contato com uma solugdo aquosa pode ser
eletroquimicamente representada pela semi-reacao
genérica M— M™ o+ ne’, sendo que em ambiente
acido temos O; + 4H%,q) + 46 — 2H,0 efou 2H* +
2ec — H,. As reagbes que ocorrem dependem,
portanto, fortemente do pH da solugdo. Os
parametros do processo de corrosao podem ser
determinados por técnicas eletroquimicas. Os
objetivos deste trabalho foram a caracterizagdo do
processo de corrosao eletroquimica de uma amostra
de ago inoxidavel utilizado em tubulagcdo de
oleodutos em meio de &cido cloridrico (0,1 mol L™),
por meio de técnicas eletroquimicas tais como
potencial de circuito aberto, curvas de polarizacao e
espectroscopia de impedancia eletroquimica (EIE).

Resultados e Discussao

Quando um metal ou liga € imerso num
meio eletrolitico qualquer, normalmente ocorre que a
superficie metalica reage com a solugdo originando
uma fina camada de o6xido em sua superficie,
denominada de camada passiva, cp [2]. Além disso,
verifica-se que o equilibrio da interface metal|cp|
solugdo € caracterizado por uma variagdo da
energia livre interfacial, a qual corresponde o valor
do potencial do eletrodo em condigdes de circuito
aberto, E.,, onde i— 0. O potencial de circuito aberto,
E.., foi registrado no presente estudo em fungéo do
tempo de imersédo (= 24 h) e o valor obtido foi de
-0,47 V vs ECS. Quando os valores de E. sé&o
positivos, significa que a superficie passivada destes
materiais apresenta um carater mais nobre do que o
hidrogénio. Deve-se considerar que o ion CI pode
estar sendo incluido na estrutura superficial do 6xido
(camadas mais externas) diminuindo assim a sua
estabilidade [3]. As curvas de polarizacdo para a
amostra de acgo indicaram que o intervalo de

352Reunido Anual da Sociedade Brasileira de Quimica

passivacao se estende de -0,58 até -0,34 V
(vs ECS), em um primeiro intervalo. Em seguida
esse material sofre um novo intervalo de passivagao
(de -0,34 até -0,077 V) vs.ECS. A partir de entéao
observou-se um aumento acentuado da corrente em
-0,028 V vs ECS, que pode ser atribuido a ruptura
do filme passivo. O valor de E.» foi de -0,45 V vs
ECS, e o de lor igual a 6,31 x 10* pA cm?2. Foi
observado também que o CI presente no eletrélito
prejudicou os dados de EIE, ocasionando uma
mudanca na camada de Oxido de passivagao,
resultando em valores que ndo se adequam a um
estudo em funcdo do dominio da frequéncia. Os
valores de R, se mantém constantes, assim como
os valores de n, e os valores de Rp diminuem em
fungédo do tempo de imersédo, indicando uma menor
estabilidade da camada de 6xidos em funcao do
tempo de imersdo, o que deixa a amostra de ago
mais susceptivel a um ataque quimico.

Conclusoes

Os dados obtidos revelam que o potencial de
circuito aberto e o potencial de corrosdo sao
similares, em torno de -0,46 V vs ECS. Estes
valores sado indicativos de que o CI- pode diminuir a
resisténcia a corrosdo da amostra de ago em meio
acido. Os resultados EIE apresentaram dados
dispersos, muito provavelmente em virtude da alta
concentracao de ions cloreto presentes no eletrdlito.
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